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(57) Abstract: 

(EN): The aim of the invention is the reduction of the impairment in current transfer from the contact plate (112), forming part 
of the electrode support arm (1 1), to the contact block (12), interacting with the electrode, caused by deposits between the contact 
plate (1 12) and the contact block (12) due to erosion during the fusion operation. Said aim is achieved, whereby the contact block 
(12) which may be brought into planar contact against a partial region of the electrode (21), is provided with a medial passage 
(124), running to the support arm (1 1), for removal of at least the large part of the erosion, said passage having a continuation (1 1 1) 
in the support arm (11). 

(FR): L'objectif de cette invention est de r^duire les effets n^gatifs de la transition de courant de la plaque porte-contact (1 12) 
qui forme une partie du bras porte-61ectrode (11), sur la cuill^re de contact (12) qui coop^re avec I'dlectrode, en raison de depots 
entre la plaque porte-contact (1 12) et la cuill^re de contact (12) qui sont dus i I'usure pendant le processus de fusion. A cet effet, la 
cuill^re de contact (12) qui pent etre disupos6e de mani^re plane centre une zone partielle de I'^lectrode (21) comporte un passage 
(124) central qui s'^tend vers le bras support (11) pour ^vacuer au moins la majeure partie du d^pot et qui se prolonge (111) dans le 
bras de support (1 1). 

(DE): Mit dem Ziel, die Beeintrachtigung des Stromiibergangs von der Bestandteil des Elektrodentragarms (11) bildenden 
Kontaktplatte (112) auf die mit, der Elektrode in Wechselwirkung tretende Kontaktbacke (12) durch auf Abbrand wahrend des 
Schmelzbetriebes hervorgerufene Ablagerungen zwischen Kontaktplatte (112) und Kontaktbacke (12) zu reduzieren, wird die 
gegen einen Teilbereich der Elektrode (21) flachig zur Anlage bringbare Kontaktbacke (12) zwecks Abfuhning zumindest des 
grossten Teils des Abbrandes raittig mit einem zum Tragarm (11) hin auslaufenden Durchgang (124) versehen, der im Tragarm 
(11) seine Fortsetzung fmdet (111). 
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